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Abstract (en)
[origin: US4502925A] A method for treating an aluminum sheet useful for lithography by etching said sheet in an aqueous bath containing up to
about 25% of nitric and/or hydrochloric acids and from about 1% to about 25% of an inorganic fluorine containing acid or salt thereof. Said etching
step is sequentially followed by electrochemical graining and anodizing process steps.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Behandlung von Oberflachen von Aluminiumerzeugnissen fir lithographische Zwecke. Es handelt sich dabei
um ein mehrstufiges Verfahren, bei dem die Oberflache des flachigen Aluminiumerzeugnisses hergestellt wird durch a) Eintauchen des flachigen
Aluminiums in ein 1.1 bis zu etwa 25 Gew.-% Salzsaure und/oder Salpetersaure und 2.1 bis etwa 25 Gew.-% einer anorganischen Fluorionen
enthaltenden Saure oder eines ihrer Salze enthaltendes Bad wéhrend einer Zeit, die ausreichend lang ist, um die Oberflache des Aluminiums
anzudtzen; b) elektrochemisches Aufrauhen des flachigen Aluminiums in einem wéaBrigen Elektrolyten, der eine oder mehrere S&uren aus der
Salpeter- und Salzsaure umfassenden Gruppe enthélt; und ¢) anodische Oxidation des flachigen Aluminiums in einem wafrigen Elektrolyten, der
eine oder mehrere Sauren aus der Schwefel- und Phosphorsaure umfassenden Gruppe enthélt. Vorzugsweise werden als fluorhaltige Verbindungen
insbesondere HF, HSiF6, HPF6, HBF4, K2ZrF6, K2TiF6, NH4F oder NH4HF2 eingesetzt. Bei den Oberflachen ist eine Richtungsorientierung
vermieden, und die fertigen Druckerzeugnisse zeichnen sich durch hohe Druckauflagen aus.
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